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Ciagly sposéb wytwarzania cienkowarstwowych ukladéw

magnetycznych
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania
cienkowarstwowych ukladé6w magnetycznych na
podiozu metalicznym, zwlaszcza o przekroju koto-
wym. Znajdujg one zastosowanie przede wszystkim
jako no$niki informacji w pamieciach elektronicz-
nych maszyn cyfrowych. Noéniki informacji powin-
ny charakteryzowaé sie mozliwie szerokim i stabil-
nym obszarem operacyjnym pracy.

Do wytwarzania cienkowarstwowych ukladéw
warstw magnetycznych na drodze elektrochemicznej
najczesciej stosuje sie podloze z brazu berylowego
lub srebrowego. Podloze takie poddaje sie najpierw
operacjom wstepnym, takim jak odtluszczanie
w roztworach alkalicznych oraz aktywacja powierz-
chni w roztworach kwasnych. Na wstepnie przygo-
towane podioze nanosi sie¢ podwarstwy niemagne-
tyczne np. z miedzi lub stopu nikiel-fosfor, a naste-
pnie warstwe lub uklad warstw magnetycznych, po
czym uklad wygrzewa sie w temperaturze 200—
—b500°C. W celu uzyskania zgdanych parametréw
magnetycZhych nalezy odpowiednio dobraé rodzaj,
grubos¢ i gladkos¢ podwarstw niemagnetycznych
i warstw magnetycznych. Wiasciwe parametry dy-
namiczne warstw magnetycznych mozna uzyskaé
przez odpowiedrmmie schropowacenie powierzchni pod-
warstwy niemagnetycznej, Sposobem przedstawio-

nym w polskim opisie patentowym nr 71045. chro- ’

powacenie podwarstwy niemagnetycznej prowadzi
sie przez elektrolityczne miedziowanie z roztworu
zawierajacego pieciowodny siarczan miedzi, kwas
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siarkowy i siarczan hydrazyny, przy zmiennym na-
tezeniu pradu katodowego. Innym sposobem odpo-
wiednie wlaSciwosci warstw magnetycznych mozna
uzyskaé, jak przedstawiono w opisie patentowym
nr 96457 ﬁrzez nanoszenie wiecej niz dwéch warstw
magnetycznych zelazo-nikiel-kobalt o réznej zawar-
tosci kobaltu i réznej grubosci lub jednakowej za-
wartosci kobaltu i jednakowej grubosci. Pozadane
parametry warstw magnetycznych mozna réwniez
uzyskaé sposobem przedstawionym w polskim opisie
patentowym nr 89174, polegajagcym na przemiennym
nakladaniu warstw miekkich magnetycznie, na
przyklad ze stopu nikiel-zelazo i twardych magne-
tycznie ze stopu nikiel-kobalt. °

Sposoby te nie pozwalajg na wytwarzanie z duza
wydajnosciag elementéw magnetycznych, ktére mo-
glyby pracowaé niezawodnie w szerokim zakresie
dopuszczalnych wartosci pradéw stowa i bitu w blo-
kach pamieci o duzej gestosci upakowania informa-
cji. .
Celem wynalazku K jest wytworzenie elementow
magnetycznych zwlaszcza cylindrycznych o rozsze-
rzonym zakresie dopuszczalnych amplitud pradéow
sléwa i bitu przy zachowaniu wysokiej amplitudy
sygnalu odpowiedzi oraz podniesienie wydajnosci
produkcji cigglej takich drut6w magnetycznych.

Sposobem wedlug wynalazku na oczyszczone
i zaktywowane podioze metaliczne, na przykiad
z brazu berylowego naklada sie elektrochemicznie
podwarstwy niemagnetyczne na przyklad z miedzi,
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na ktére nanosi sie uklad warstw magnetycznych,
tak, aby na co najmniej jednej granicy warstw
magnetycznych nakiadanych przemiennie, na przy-
klad ze stopu NiFe i ze stopu NiCo powstata po-
wierzchnia o strukturze wysepkowej. Powierzchnie
takg mozna uzyskaé przez anodowe roztwarzanie
warstwy magnetycznej osadzonej elektrochemicznie
z typowego roztworu siarczanowego. Proces roztwa-
rzania mozna prowadzié na przyklad w 10%
wodnym roztworze kwasu siarkowego, w tempera-
turze 40—170°C, przy gesto$ci pradu anodowego 0,5—
—10 A/dm?, stosujac cyrkulacje 1,5—3,0 dm¥min.
Po tym procesie osadza sie dalsze warstwy magne-
tyczne z typowych roztwor6éw siarczanowych.

Zaletg sposobu wedlug wynalazku jest mozliwosé
otrzymania elementéw magnetycznych o szerokim
obszarze operacyjnym pracy w pamieciach,, duzej
niezawodnoSci oraz mozliwos¢ stosowania tych ele-
mentéw w wielu rozwigzaniach komérki bitowej.

Przedmiot = wynalazku jest blizej objasniony
w przykladzie wykonania, ktéry jednakze nie ogra-
nicza jego zakresu.

Przyktlad I. Odtluszczony i zaktywowany drut
z brazu srebrowego o przekroju kotowym i $redni-
cy 75 um przesuwajacy sie z predkosdcia 53 m/godz.
osadza sie elektrochemicznie w sposéb ciggly pod-
warstwy miedzi o sumarycznej grubosci 4,2 gm. Na-
stepnie na tak pr;ygotowane podloze nanosi sie
warstwy magnetyczne. W tym celu d;-ut przepuszcza
sie kolejno przez sze$¢ elektrolizeréw, z ktérych
pierwszy, czwarty i szosty zawieraja cyrkulujacy
roztwor do osadzania stopu nikiel-zelazo o skladzie:.

siarczan niklawy siedmiowodny 225 g/l
chlorek niklawy szesciowodny 22 g/l
siarczan amonowo-zelazawy

dwunastowodny 49 g/l
kwas borowy 25 g/l
laurylosiarczan sodowy 0,05 g/1
kwas 1l-askorbinowy ¢« 1g1
pH ' 2,65
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vRoztwér ten ma temperature 55°C i cyrkluje

z szybkoScig 1,8 I/min. Z roztworu tego osadza sie
trzy warstwy stopu nikiel-zelazo o .gruboéciach
1900 A, 2300 A, 1800 A. W elektrolizerze drugim
przeprowadza sie anodowe roztwarzanie pierwszej
warstwy .magnetycznej stosujac 10% wodny
roztwor H,SO, o temperaturze 55°C i cyrkulacji
1,6 Umin. Gesto$¢é pradu anodowego wynosi
45 A/dm®. W elektrolizerach trzecim i pigtym na-
nosi sie warstwy stopu nikiel-kobalt o grubo$ci 300
A i 600 A. Proces prowadzi sie z roztworu zawiera-
jacego: :

siarczan niklawy siedmiowodny 225 g/l
chlorek niklawy szesciowodny 22 g/l
siarczan kobaltowy siedmiowodny 5 g/l
kwas borowy 30 g/l
sacharyna 0,8 g/1
laurylosiarczan sodowy 0,2 g/l =
pH i 4,2

Roztwor ma temperature 55°C i cyrkuluje z szyb-
koépia 1',6 I/min. Uzyskany uklad magnetyczny cha-
rakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

zakres dopuszczalny

pradéw bitowych 35— 85 mA

zakres dopuszczalny

pradéw stowa 450—650 mA
3—5 mV

amplituda sygnalu odpowiedzi

7
Zastrzezenie patentowe

Ciagly spos6b wytwarzania cienkowarstwowych
ukladéw magnetycznych na podiozu metalicznym,
zwlaszcza o przekroju kotowym, skladajacych sie
z podwarstw niemagnetycznych i warstw magne-
tycznych nanosznych elektrochemicznie, znamienny
tym, ze co najmniej jedng warstwe magn'etyczna
chropowaci sie na powierzchni przez anodowe roz-
twarzanie.

ZGK, zam. 8786/1110/4/81, 120
Cena 45 z1



	PL113045B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DESCRIPTION


